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X射线在金属表面产生Compton电流引起的电磁辐射时空分布

陈实   蒋吉昊   李剑峰   

(中国工程物理研究院 流体物理研究所， 四川 绵阳 621900)

摘要:研究了强X射线在金属表面产生的Compton电流时空分布，利用Compton散射公式计算了

出射电子动量和微分散射截面随电子出射角的变化关系，发现在光子能量为1 MeV、入射光强

为1021 W·m-2的条件下,沿入射光方向形成的Compton电流密度达到107 A·m-2量级。采用1维

电动力学模型计算了斜入射的X射线在金属表面产生的Compton电流密度引起的电磁脉冲，结

果表明：X射线在单位长度金属辐射产生的磁场强度达到106 A·m-1量级，脉冲宽度为ps量

级；电磁脉冲沿X射线反射方向传播，具有良好的定向性。 
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